- MINISTERI ,
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA T. TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

¢

Portaria n°. 219/DGP/REITORIA: de 2 de fevereiro de 2016

O Reitor do Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro,
nomeado pelo Decreto de 06 de maio de 2014, publicado no Diario Oficial da Unido de 07 de maio
de 2014, empossado no Ministério da Educacfiio no dia 14 de maio de 2014, no uso de suas
atribui¢des regimentais e considerando o Edital n°. 79/2015; publicado no D.0O.U de 5 de outubro
de 2015 ¢ sua classificacio final homologada através do Edital n°. 12/2016, publicade no D.O.U.
de 29 de janeiro de 2016, os artigos 9°, 10°, 13° e 20°, com seus incisos ¢ paragrafos, da Lei n°
8.112/90 com as alteracdes da Lei n® 9.527/97 e do artigo 6° da Emenda Constitucional n® 19/1998,

RESOLVE:

1. Nomear, em cardter efetivo, em virtude de habilitagfio em concurse plblico, NATHALIA
DA SILVA BRAGA para ocupar o cargo de Tecndlogo/Formagio: Gestdo Ambiental, Nivel de
Classificagdo E, Nivel de Capacitagio I, Padrdio de Vencimento 1, com jornada de trabalho de quarenta
horas semanais, com lotagiic no Campus Reitoria, deste Instituto Federal do Rio de Janeciro, sob o
cddigo de vaga n® 986745; ’

2. A posse ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicagéo desta Portaria no Didrio
Oficial da Unifio; f ‘ y

r

3. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacéo.

PAULO ROBERTO DE ASSIS PASSOS
Reito

Publicada na Segéo 2 do DOU de Q‘ﬁ Q272016
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